
 
   

第 １ ７ 回 横 幹 技 術 フ ォ ー ラ ム  

日日本本産産業業のの国国際際競競争争力力評評価価とと企企業業経経営営のの高高度度化化  
～～産産業業・・技技術術ののイイノノベベーーシショョンンとと国国際際競競争争～～ 

  
  

日 時：2008 年 3 月 13 日（木）13:30 ～ 17:40    主 催：横幹技術協議会、横幹連合 
会 場：TKP 田町ビジネスセンター3 階 カンファレンス 3A（東京都港区芝 5-29-12 三田中央ビル） 

参加費：横幹技術協議会会員企業の関係者、横幹連合会員学会の正会員、学生は無料。  
【上記以外】一般 5,000 円 

参加申込：【事前登録】こちら(http://www.trafst.jp/cgi-bin/forum_17_1.cgi?step=1)よりオンライン登録いた

だくか、下記の参加申込書にご記入のうえ、faxまたは電子メールにてお申し込みください。 
（氏名、所属、連絡先 Email、TEL、参加費の支払い方法等をご明記ください。） 

【当日申込】当日直接、受付へお越しください。（ただし定員に達し次第、受付終了となります） 
 

【企画趣旨】いまや、厳しさをます国際競争の中で、わが国の産業と技術力、経営資源を点検しながら、これ

からどんな知識、技術、新しい商品、市場や産業を開拓していくのかについて、産業界と学術界が対話し、知

恵を交換する。 
 
 

【プログラム】  

13:30-14:10 ◆横幹連合に期待する企業経営高度化基盤の構築 桑原 洋 
（横幹技術協議会会）

14:10-15:10 ◆国際企業競争の現実: これまでの経過とこれから

の日本産業の展望 
佐藤文昭 
（メリルリンチ日本証券(株）投資銀

行部門 副社長)  

（15:10-15:30 休 憩 ） 

15:30-16:30 ◆日本半導体産業の技術競争力、企業競争力を分析 湯之上 隆 
（同志社大学技術・企業・国際競争力センター 

COE フェロー）

16:30-17:30 ◆サービスサイエンスの発展への考察と経営高度

化への可能性 
高森 寛 
(千葉商科大学大学院 政策研究科 客員教授)  

17:30-17:40 閉会あいさつ 桑原 洋 

（敬称略）

 

1.お名前：                            2.ご所属： 

3.電子メール：                       4.TEL： 

5.参加費区分：※該当するものに○印をつけてください。 
(a) 横幹技術協議会会員企業の関係者 (b) 横幹連合会員学会の会員（学会名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿学会） 
(c) 学生  (d) その他 

6. 上記 5 で「(d) その他」に該当する方のみ、参加費についてご記入ください： 

a) 請求書送付が必要な場合：【郵送先・ご請求書の宛名書き】〒 

b) 請求書送付が不要な場合：銀行振込予定＿＿月＿＿日頃 振込人名義＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

第 1７回 横 幹 技 術 フォーラム 参 加 申 込 書

【お申し込み先】横幹技術協議会 事務局 フォーラム係 tel & fax：03-3814-4130  email：forum@trasti . jp
【お振込先口座】三菱東京ＵＦＪ銀行 本郷支店 普通口座 4524554 横幹技術協議会（オウカンギジュツキョウギカイ）
         ※銀行振込手数料はお振込主様がご負担ください。

http://www.trafst.jp/cgi-bin/forum_17_1.cgi?step=1


  
 

 
第 １ ７ 回 横 幹 技 術 フ ォ ー ラ ム  

日日本本産産業業のの国国際際競競争争力力評評価価とと企企業業経経営営のの高高度度化化  
～～産産業業・・技技術術ののイイノノベベーーシショョンンとと国国際際競競争争～～    

2008 年 3 月 13 日（木）13:30 ～ 17:40 （TKP 田町ビジネスセンター３階 カンファレンス３Ａ） 
 

【 講 演 要 旨 】  
 
講演１ 「横幹連合に期待する企業経営高度化基盤の構築」 

 ◆桑 原  洋 （横幹技術協議会 会長）  
 これまで、日本の企業経営はあまりにも直感的、自我流の見方、解釈で運営されてきたように思

える。半導体を中心にいろいろな部門で、であるが故に経営をしくじった事例は少なくない。市

場の読み方、根拠と考える事象の捉えかた、確度の評価、最終的にはリスクマネジメント、これ

らが高度化される必要性を痛感せざるを得ない。これらは経営における横幹技術として将来に期

したい技術である。 待  

講演２ 「国際企業競争の現実: これまでの経過とこれからの日本産業の展望」 
◆佐 藤 文 昭 (メリルリンチ日本証券(株）投資銀行部門 副社長）   

 国際規模での企業の M&A や市場支配、そして、グローバルな枠組みでの産業再編の波が押し寄

せつつある。いまや、国内・国際市場の壁が消え、技術も、資本も、国境を超えて、価値創造力

のある拠点に移動する 。新しい技術標準（ディファクト・スタンダード）、イノベーション、規

模とコストをめぐって、競争とリスクに挑戦し、価値創造に賭ける戦略投資が重要となってきた

現実を分析し、展望する。 
 

講演３ 「日本半導体産業の技術競争力、企業競争力を分析する」 
◆湯 之 上  隆 （同志社大学技術・企業・国際競争力センター COE フェロー）   
昨年、世界を一周し、各国の半導体製造開発研究現場を直接訪問して調査した。その調査に基づ

「日本半導体産業の技術力」をさまざまな面から評価し、将来への提言をする。 き
  

講演４ 「サービス・サイエンスの発展への考察と経営高度化への可能性」 
◆高 森  寛 （千葉商科大学 大学院 政策研究科 客員教授）   
これからの産業社会において、重要かつ戦略的な科学・技術領域として、「サービス・サイエンス」

を掲げたのは、米競争力評議会によるパルミザーノ・レポートである。米国以上に、技術立国日

本は、サービスを重視したモノづくりとイノベーション促進の仕掛けをもって、グローバルな視

点で、価値創造と資産づくりの経営高度化を目指すのが急務であることを訴える。 
●  

主催：横幹技術協議会／横幹連合  
http://www.trasti.jp ／  http://www.trafst.jp 

横幹技術フォーラム  forum@trasti.jp 

（敬称略）

 

 



  

■ＴＫＰ田町ビジネスセンター 
東京都港区芝 5 丁目 29 番 12 号三田中央ビル 2F～9F・１１Ｆ 

（1F は AU ショップです）電話：03‐ 3292‐ 5940 

 

 

 

 

 

アクセスマップ 

  

＜アクセス＞ 

都営浅草線・三田線 三田駅 A3 出口徒歩 2 分 

JR 山手線・京浜東北線 田町駅 三田口（西口）徒歩 2 分 

  
 
 

 

http://www.tkptamachi-bc.net/map.html�

